SEMARNAT Delegacion Federal en el Estado de México

SFEETTADE OE MEDIO AMBIENTE ¥ i Subdelegacion de Gestion para la Proteccion
Ambiental y Recursos Naturales

"2019, Afio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata“.
CIUDADANO
DANIEL EUGENIO MARTINEZ BUSCHBECK

gﬁf‘?zad e Al REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA
utor: -
de Residuos Peligrosos. INMOBILIARIA MARTINEZ BUSCHBECK S.A. DE C.V. &
- PRESENTE : ( o
go;;:;ARNAT/OZZZIZQ}_g Me refiero al escrito y anexos recibidos en esta Delegacién Federal el 12 {d&dctubre de 2018,
mediante el cual la empresa denominada INMOBILIARIA MARTINEZ BUéEHBECK S.A.DE CV,,
Lugar a través dé su Representante Legal, el C. Daniel Eugenio Marnnez.@usc'ﬁbeck solicita la

Toluca, Estado de México | Autorizacién para el Manejo de Residuos Peligrosos, Modalidad A, z(f ntré‘ de Acopio, al respecto

Suchs le comunico lo siguiente: ~
14 de enero de 2019 RESULTANDO </ , =

S

1 1. Que mediante escrito y anexos recibidos en esta Dele’gamon Federal el 12 de octubre de

| 2018, laempresa denominada INMOBILIARIA MARTINEZBUSCHBECK S.A. DE C.V., a través

J " de su Representante Legal, el C. Daniel Eugenio Marbﬁréz  Buschbeck, solicita la Autorizacion
para el Manejo de Residuos Peligrosos, Modahdad [t..Céntro de Acopio, registrado con la
Bitdcora No.15/H2-0178/10/18; ¥,

2. Que con fecha 22 de octubre de 18‘} esta Secretana" ‘emitio el oficio No.
DFMARNAT/6410/2018, mediante el qumSe e solicita mforrﬁa&mn y documentacion

! complementaria a la empresa denofmnada INMOBILIARIA MA‘RTYN EZ BUSCHBECK S.A. DE
C.V.a través su Representante Legal.

3. Que el 30 de noviembre ‘de; 2018 fue nonﬁcado lega’lmente el oficio No

DFMARNAT/6410/2018, del 22 de octubre de 2018. =0
4. Que el periodo para presentarla informacién y doc,i{meﬁ’cacmn complementaria transcurrio
del 03 al 07 de diciembre de 2018 T N

| 5. Que el 06 de diciembre d‘e~2018 la empreﬁ?@q;kﬁmada INMOBILIARIA MARTINEZ

: BUSCHBECK S.A. D&Cka ‘través de su Reptésént nte Legal, ingresd la informacion y

BT P documentacién sé’ﬁawda ‘mediante oficio’ No*DFMARNAT/GJ:lO/ZO 18,del 22 de octubre de
' 2018, del trarmte de-?;érroga ala Autonzacmn de Centro de Acopio de Residuos Peligrosos;

CONSIDERANDO

IS y qumto t’{anmtono de la Ley Orgdnica de la Administracion Dublxca
ccmrﬂl} 807{81 dela Ley General para la Prevencién y Gestiéon Integral
14 5\44 57 Fraccién | y 59 de la Ley Federal de Procedimiento
it 7 874 “fracciéon I, 50, 55 fraccién I, 58 fraccion II, 68, 82 y 84 dei
é‘ 150t de wsy &geral” para la Prevencidon y Gestion Integral de los Residuos; 1%, 22

=2
Frib;;x%:!: 38 3% f;%on X% 1nc150 g del Reglamento Interior de- la Secretaria de Medio

orga consi )\éran&&qu“ :

lh\responsablhdad del manejo y disposicion
des osfﬁesldﬁes ﬁel" osesﬁ.corre,sponde a-quien los genera; en el caso de _empresas

dﬁ% 00

“‘ghs;iasu:lo ;undm‘asaphc&bles en la mater!
f;‘as vu%éi%n‘és a,gkos preceptos estable::ldas en | .
"fégral de los Res S@y }as:dlsp’os:cw é‘que”?e ella emanen, asi como el incumplimiento




EMARNAT

SECRETARIA DE MEDID &uslauﬂ: Y
RECURSOE NATURA

de los términos y condicionantes establecidos en esta Autorizacion seran sancionadas
administrativamente por la Secretarfa, de conformidad con dicha Ley y la Ley General del
Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente; lo anterior, sin perjuicio de las sanciones
penales, civiles o administrativas establecidas en otras disposiciones juridicas aplicables.

[II. La Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente sera la encargada de verificar el
cumplimiento de las condicionantes establecidas en la presente Autorizacién.

[V. Esta Autorizacién se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, permisos y/o licencias que
deban observarse por parte de otras autoridades federales, estatales y municipales
competentes.

V. Las personas responsables de actividades relacionadas con la generacxon y manejo de
materiales y residuos peligrosos que hayan ocasionado la contaminacién.de sitios con éstos,
estin obligadas a llevar a cabo las acciones de remediacion que resulten hecesarias conforme
a lo dispuesto en la Ley General para la Prevencién y Gestion Integral de lcrs Residuos, su

&~

Reglamento y demds disposiciones aplicables. N F0

Asimismo, debera sujetarse a las siguientes: Y B 5
V4
CONDICIONANTES .-

PRIMERA.- La presente Autorizacién se otorga con una wgendade dlez afios a partir de la fecha
de su emisién, y podra ser prorrogada a solicitud expresa del interesado, en el tltimo afio de
vigencia de la autorizacién y hasta cuarenta y cinco dias habﬂes previos al vencimiento de la
vigencia mencionada, junto con la resolucion admm{stratwa emitida por la PROFEPA en la que
acredite el cabal cumplimiento de los términos ¥ condu;ienantes dela presente

SEGUNDA.- La presente Autorizacién es personal,,é’ﬁ cdso de pretendgr ﬁ‘ﬁ?xsferzrla la empresa
denominada INMOBILIARIA MARTINEZ BUSEHBECK S.A. DE C.V,, a’travé‘s de'su Representante
Legal, deberd solicitarlo por escrito de conformidad con el amculo 64 ( del Reglamento de la Ley
General para la Prevencién y Gestion Integral de los Resnduos a efecto de que se determine lo
procedente. s

TERCERA.- La empresa denommada iNMOBILIARIA MART-fJ‘IEZ BUSCHBECK S.A.DEC.V.através
{de su Representante Legal, en caso de solicitar una actuahzacmn a su autorizacion, debera
linformar y presentar copia® *é‘rmple a esta Dependencla":SL cuenta con algin procedimiento

administrativo, mstaurado porla Procuraduria Fedef'al dé Proteccidn al Ambiente (PROFEPA).
'CUARTA. La empresa‘denommada INMOBILIARIA MARTINEZ BUSCHBECK S. A DEC.V, a través

Il dcora de rmduos pel{grosos almacenados, la cual debera estar dlspcmble para su
iR or'ia autamdad co'&p&t’ente

cm _se otorga para la prestacién de servicios a terceros de un
,ngosos relacmnados con quutdo para frenos, Lodos de latdn,

'esmerdado Escoria de laton, Escorias de cobre, Escorias de plomo,
[ ;7fgalva:ﬁoplasﬁm{ebaha metilica impregnada con aceite usado, Sulfato ciiprico, Sélidos
1 E jeilo) f‘:\i'cLo suéw, Sosa resx&‘ua! Lodos abrasivos, Acido muridtico sucio, Sosa

e acaxi‘suca sucxﬁResx 1S de a'sbesto, ]somanato saclo, Arena silica, Abraswos gastados, Lodos de

g findidionSolu

B B P 3 C tadi!g Is '_ahnato usado; ?lomo, Escorla de la fundicion secundaria de aluminio,
. = J‘*:-ét. &, ‘mbest&. Crﬁmo“ﬁjlm‘“\Res s de equipo’ dE sai’dadura Tierra de soldadura y agujas
, lﬁma&ﬁic ites Sucios con_ gua &cette§ sucws solubles, Aceites sucios gastados, Aceites

] do p : edas las operaciones de acabado del
a del hierro y Gel agero, Lodos y pUTvos el eguipo de control de emisiones de

ﬁmdtcmn y  afinado iila pEeduccién secundana d&plomo, Solucién gastada proveniente de la
Iﬁ&iﬁ%mn acnd&sde los: _dos,eCar‘éon achvada agotaﬂo del tratamlento de aguas residuales que

o
madur V;;:%atm Gg%'\\; Far%&n N

"- =




bEMARNAT !contienen explosivos, Lodos del tratamiento de aguas residuales en la fabricacién, formulaciéon v
SHEZANIA SEMEDIO AMBILN 1LY \carga de los compuestos iniciadores base plomo, Residuos de agua rosa-roja y de acidos gastados

en la manufacturacién de TNT, Catalizadores gastados del proceso de "hidrocracking” catalitico

de residuales en la refinacién de petréleo, Lodos de separacion primaria de aceite/ agua/ sélidos
ide la refinacién del petréleo- Cualquier lodo generado por la separacién gravitacional de aceite/
iagua/ sélidos durante el almacenamiento o tratamiento de aguas residuales de proceso y aguas
residuiales aceitosas de enfriamiento, de refinerias de petrdleo, Lodos de separacion secundaria
|(emuls1ﬁcados] de aceite/ agua/ solidos. Cualquier lodo o nata generado en la separacion fisica
ly/o quimica de aceite/ agua/ sélidos de aguas residuales de proceso y aguas residuales aceitosa
de enfriamiento de las refinerias de petréleo, Lodos generados de aguas de enfriamiento sin
contacto, de un solo paso, segregadas para tratamiento de otros procesos o aguas dé enfriamiento
sin aceite, Lodos y natas generados en unidades de tratamientos bioldgicos, Lodos del.separador
apiy carcamos en la refinacién de petréleo y almacenamiento de productos denvados Lodos de
tanques de almacenamiento de hidrocarburos, Lodos de la limpieza delos-haces de tubos de los
intercambiadores de calor, lado hidrocarburo, Natas del sistema de,ﬂotacmn con aire disuelto
(fad) en la refinacion de petréleo y almacenamiento de productog,fﬂéfiyade_s. Fondos de la etapa
de destilacién en la produccién de acetaldehido via oxidacién de etilerio; Cortes laterales de la
letapa de destilacién en la produccidn de acetaldehido via oxzda(ﬁon de etileno, Residuos de
|procesos, incluyendo pero no limitado a residuos de destllacmn fondos pesados, breas y residuos
de la limpieza de reactores de la produccién de hidrocarburos alifaticos clorados por proceso de
catalizacién de radicales libres que tiene cadenas de hasta* 5 qarbones con diversas cantidades v
posiciones de sustitucion de cloro, Residuos de pigmentos base cromo y base plomo. Lodos de las
plantas de tratamiento de aguas residuales en la productiﬂn de carbomatos, herbicidas clorados;
plaguicidas érgano-halogenados, érgano- arsemcaies, 6rgano-metalicas Yo -organo-fosforados.
Residuos de la produccién de carbamatos, herbicidas ¢lorados, plagmeidas organo halogenados,
érgano-arsenicales, organo-metalicos y orgsnn-fosforados Lodos/sedintentados y soluciones
gastadas generados en’los procesos de preservacion de madera, Car‘bonfactwado gastado en la
\produccién de farmacéuticos veterinarios de compuestos con.. arsémco y Organo-arsenicales,
lResu:Iuos de breas de la destilacién de compuestos a base de amhna en la produccion de productos
iveterinarios de compuestos de arsénico y organo-arsénicales, Filtros de las casas de bolsas en Ia
produccién de éxido de antimonio incluyendo, los filtros en la produccién de productos
lintermedios (antimonio metélico y 6xido de antimonio c’:rudo] Escorias de la produccién de éxido
de antimonio mcluyendoaqu‘ellas de los productosmtef‘medlos (antimonio metalico y éxido de
antimonio crudo), Lodos de la purificacién de salmue‘r‘a ‘donde la salmuera purificada separada
“=mo se utilizaenla pro’dncmcm de cloro (proceso de celdas de mercurio), Lodos del tratamiento de
aguﬁ?‘»gesmuales en“la ‘Produccién de cloro (proceso de celdas de mercurio), Residuos de
hldrocarhzhves clorados de la etapa de punﬁcacron en la produccion de cloro (proceso de celdas
de d1afragma anodos de grafite); Lodos del tratamiento de aguas residuales de la
pr ducmg%i?p 2 naranja y amarillo’de cromo, Lodos de tratamiento de aguas residuales
la pro iGH de pigmentos verdeés.decromo, Lodos del tratamiento de aguas residuales de la
d‘@ggude plgm@tos ‘?B e&de dxido de cromo (anhidros e hidratados), Residuos del horno
_pr ccién de” ptgment erdes de 6xido de cromo, Lodos de tratamiento de aguas

' ..{fe la p duc de entos azules de hierro, Lodos del tratamiento de aguas
h.lre\&uales de la.prodt 1gmentos naranja de molibdato, Lodos del tratamiento de aguas
= é%;.ly‘}fes de la* BE dué )8 de*})lgmentos amarillos de zinc, Residuos de la manufactura del
’-fl’alrnéfena%xlento enpl ‘ra“ée,g}ornro férrico derivado de 4cidos formados durante la produccion
. de’ o de’ t?famo iantehel proeeso de cloruro-ilmenita, Lodos de las descargas de aguas

o ""ﬁmd les enla pl%ucméﬁﬁe acrilonitrilo, Fondos dela columna de acetonitrilo en la produccién

3 ‘_'lonlm‘fb&Dom'Bs,khgems de Ia destilacién’ inicial en la produccién de anhidrido ftalico a
r onab§ deladestilacion final'erila produccioén de anhidrido ftélico a partir de
101"-";5’ xileng, Fondos: le 1a destilacibn final en la producc:lon de anilina, Residuos del proceso de
extraccmn' e aniﬁna Résmu@shprovementes dellavade.de gases, de condensacidn, de depuracién

ré”‘e;,o ] ?aﬁproau i de carbamatos- ¥ carf)omll oximas, Materiales orgdnicos del
’ﬁsuﬁ&Q éé\nacatbamato enila producc’ion de carbamatos y carbomil oximas,
ﬁa as de‘«’&b,ols‘as y’*a'hdo’s- de’ ﬁitradd‘/separadm-n en la produccién de carbamatos y
N arbomil o‘msmaSA Residuos dnicos: {mc!uyendoxsfondos ‘pesados, estancados, fondos ligeras,
"“ o ﬁqn’té:g)aﬁadﬁs, residiios de la filtracion yla deca'iaﬁacmn] ide la produccién de carbamatos y

) bomil eﬁiﬁas #Sélidos de purificagion {mcluyende solidos de fltracion, evaporacion y
s&genmfugamon) polvos‘t.de %as de bolsas y de barfido de pisos en la produccién de 4cidos de
"ﬁaﬁrbamatos ’ﬁsus sales em]a produccwn de carbamatcmy carbimil oximas, Fondos de la

= II.IEE Es:ado de MéxICD C.P. 50250. Tel.: (722) 276 7852 y 276 78 35
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;EMARNAT columna de destilacién o fraccionamiento en la produccién de clorobencenos, Corrientes
SRCSETARIA DE MEOIS AMBIENTC ¥ ’separadas deL agua del reactor de lavado de clorobencenos, Fondos de la etapa de destilacidn en
la produccién de cloruro de bencilo, Fondos pesados de la columna de fraccionamiento en la
produccién de cloruro de etilo, Lodos de tratamiento de aguas residuales de la produccién de
dicloruro de etileno o de monémero de cloruro de vinilo, Lodos del tratamiento de aguas
residuales de la produccién de monémero de cloruro de vinilo en la que se utilice cloruro de
mercurio como catalizador en un proceso base acetileno, Residuos del lavador de gases de venteo
del reactor en la produccién de dibromuro de etileno via bromacién del etileno, Sélidos
adsorbentes gastados de la etapa de purificacion del dibromuro de etileno obtenido a partir de la
bromacién del etileno, Fondos de la etapa de purificacion del dibromuro de etilério obtenido a
partir de la bromaci6n del etileno, Condensados orgénicos de la columna de reﬁfperacmn de
solventes en la produccién de disocianato de tolueno via fosgenacién de la-toluendiamina,
Residuos de centrifugacién y destilacién en la producciéon de disocianato de’ tolueno via
fosgenacién de la toluendiamina, Fondos de la torre de separacion de prodhctos @rla produccién
de 1,1-dimetil hidracina a partir de hidracinas de acido carboxﬂ;cor Cartuchos de los filtros
agotados de la purificacién de la 1,1-dimetil hidracina obtenida a parttr de hidracinas de 4cido
carboxilico, Cabezas condensadas de la columna de separacion dElnteﬁﬁedlos en la produccion
de 1,1-dimeti! hidracina a partir de hidracinas de acido carboxﬂlcdf Residuos provenientes del
lavado de dinitrotolueno obtenido a partir de la nitratacién de ‘tolueno, Fondos pesados de la
columna de purificacién de la epiclorhidrina, Fondos pesardos (bréa) de la etapa de destilacién en
la produccion de fenol acetona a partir del cumeno, Residuos decatalizador agotado de antimonio
en solucion acuosa en la produccién de fluorometanos; Colas de las descargas en la produccion de
metil etil piridinas, Corrientes combinadas de ‘aguas residuales en la produccién de
‘mtrobenceno/amlma, Fondos de la desulacmn/en ia produccion de nitrobenceno mediante la
imrracmn del benceno, Fondos pesados o proc[ué’cos residuales de lareSa‘pa ‘de destilacion en la
produccién de tetracloruro de carbono, Agua'déreaccién (subprodu’c’co] ‘deJacolumna de secado
en la produccién de toluendamina via hidrogénacmn de dinitrotalueho,. Fondos ligeros liquidos
icondensados de la etapa de punﬁcécxon de la toluendiaming: obtenida a través de Ia
thidrogenacién de dinitrotolueno, Vecinales de la etapa de pumf‘tamon de la toluendiamina
jobtenida a través dde la hidrogénaciéon de dlmtrotolueﬁo Fondos pesados de la etapa de
purificacién de la toluendiamina obtenida a través de la hldrogenacmn de dinitrotolueno, Fondos
de destilaciénenla pmduccmn alfa- {o'metil-) cloro toluengs;cloro toluenos con radicales ciclicos,
cloruros de benzollo y mézélas de estos grupos fuﬁcmnales (este residuo no incluye fondos de
destilacion de cloruro de hencﬂo) Lodos del tratamlento de aguas residuales, excluyendo lodos
=de neutralizacion y bwlqgli‘.’us’ ‘generados en, eI'cratamxento de aguas residuales en la produccion
de‘\?ﬂuenos clorados;- Residuos organicos; exc‘}u‘yendo carbdén adsorbente gastado, del cloro
gaseoso mg y-del proceso de recuperac&én de acido hldroclonco asociado con la producuon

: Resxduos del lavado con vapor del producto en la produccién
- .",1duos pesados de las torres en el proceso de produccién de
xvmc‘l'&gﬁenieno »sRemd elmancjo-de la fibra de asbesto puro, incluyendo polvo, fibras v
= ?pt}e uc facﬂmen,te de enuzeibles conrla presion de la mano (todos los residuos que contengan
C to dél cual ncﬁe?‘ba smﬁergldo o fijo'en.aglutinante natural o artificial), Todas las bolsas que
c%iﬁhra de’ asbesto.«\asx como los materiales filtrantes provenientes de

1 ca n: Ibs Hltros, mé‘ﬁgas respiradores personales y otros que no hayan

__traprar la ﬁbra en un aglutinante natural o artificial, Todos los

{ nado ex;; acero al cggbon V{%}gfﬁbado qulmzco y acabado de aluminio
ero al-carbén,Lod&s-de K . bafios de. “anodizacion de aluminio y lodos de
ldlﬁ@_es d"hrevest:mlento déih}ummm por conversidon quimica, Residuos




SEMARNAT {Soluciones gastadas de bafios de cianuro de las operaciones de galvanoplastia, Soluciones
SSERETARIA DE MEDIO AMIIENTE ¥ 'gastadas de los bafios de limpieza y en operaciones de galvanoplastia donde los cianuros son
usados en los procesos, Residuos de los bafios de aceite en las operaciones de tratamiento térmico

de metales, Soluciones gastadas de cianuros de la limpieza de tanques de bafios de sal en las
operaciones de tratamiento térmico de metales, Residuos generados en la produccion de tri-tetra-
o pentaclorofenol, Residuos de tetra-, penta o hexaclorobenceno provenientes de sus uso como
Ireactante, producto intermedio o componente de una formulacién, bajo condiciones alcalinas,
|Residuos, excepto aguas residuales y carbon gastado de la purificacién de cloruro de hidrégeno,
de la produccién de materiales en equipos previamente usados en la manufactura (como reactivo,
producto quimico intermedio o componente en un proceso de formulacign) de tri- y
tetraclorofenoles. Este residuo no incluye desechos de equipos utilizados en la production o uso
de hexaclorofeno a partir del 2,4,5-triclorofeno altamente purificado;” Fondos ligeros
Icondensados, filtros gastados y filtros ayuda y residuos de desecante gastado de la produccion de
\ciertos hidrocarburos alifaticos clorados a través de los procesos catahtn:os de radicales libres.
Estos hidrocarburos alifaticos clorados son aquellos con cadenas de uno hasta cinco carbonos y
que contienen cloro en cantidades y sustituciones variadas, Residuos de la produccién de
materiales en equipos previamente usados en la produccién o.fmanufactura de tetra-, penta- o
hexaclorobencenos (como reactivo, producto quimico intermedio’e componente en un proceso
de formulacién), bajo condiciones alcalinas, excepto aguas- f'emduales y carbon gastado de la
purificacién de cloruro de hidrégeno, Residuales de proces$g, formulaciones gastadas de procesos
de preservacion de la madera en plantas que ut111zan actualmente o hayan utilizado
formulaciones de clorofenol, excepto aquellos que no hayan estado en contacto con
contaminantes de proceso, Residuales de proceso Y. formulaciones gastadas de procesos de
mreservacmn de la madera en plantas que utilicen formulacxones de creosota, excepto aquellos
ique no hayan estado en contacto con contammantes de proceso, - Resuiuales de proceso v
iformulacmnes gastadas de procesos de preservacmn de la madera en. plantas que utilicen
rformulacmnes inorganicas que contengan arsénico o cromo para‘preser;var la madera, excepto
aqueIlos que no hayan estado en contaéte con contaminantes deproteso Lixiviados (liquidos que
than pércolado a través de residuos d:spuéstos en tierra) resultantes de la disposicidn de uno o
mas de los residuos peligrosos, Residuos resultantes de laincineracion o tratamiento térmico de
isuelos contaminados con los residuos peligrosos con claves-Ne 12, Ne 13, Ne 14, Ne 16, 1- (o
clorofenil) tiourea/ 2 clerofeniltiourea, 2,3,4,6- terat;}orofenol 2,4,5-triclorofenol, 2,4,5-
T triclorifenoxiacético, ac;ch/Z 45T, 24,6 mclorofencl 2,4-dinitrifenol, 2-ciclohexil-4, &-
R {dinitrofenol, 3- cioropmpmmtﬁlo 4,6-dinitro-o-cresol- y sales, 4-aminopiridina, Acetamida,
~_5=§1159N (ammonoxometﬂ)h/fi’-Acenl 2-tioures, Acm]ema/z Propenal, Aldicarb, Aldicarb
A]drm a\éé f"alfa Dlmeulfenetliamma/Becenoetanamma alfa alfa-dimetil, alfa-

'3, Arsénico, omdo As205, Aziridina,2-Metil-/1,2- Proplelamlm,
Bano (ciariuro de, Bencenotiol/Tiofenol, Benzilo, cloruro

}_c:an de Ca(CN)2, Carbofurano, Carbono, disulfuro de Carbosulfan
po clnruro de (CN)CI Clanogeno/Etanodzmmlo Cianuro, sales

, dlenl =, 4- mtrofeml éster, stoproplﬂuorofo:sfato
ER ‘asfuroﬂ'aorhl' rigo 4ci ) brs[Lmetﬂetﬂ) éster, Dimetilan, Dimetoato, Dinoseb/Fenol, 2-
~ Q’(“L;I’?eﬁlprogll) 43&dmm"3‘m,

%, Distiifotén;, Ditiobiurel, Endosultan, Endotal, Endrin y sus
%?me’mboht%tafpmeﬁﬁ‘a,ﬁs riénidin=10-on3, y sales/Estricnina- y sales, Fenilmercurio, acetato de
Imer “face etato o}!@fﬂl—, Femltmurea Flsostlgmma Flsosugmma salicilato de Fluorina,
. Fluon gacetamida,/ luc
hld‘roclorur"éa de’?%‘Forﬁi ato Fosﬁna/fos}ndncm acado, Fosgeno Heptacloro Hexaenl
' Ay etrafosfétp/’l‘etraf&fonea cido % hexaetil » éster, Isodrin, Isolan, Manganeso
wﬁlme’ﬁglo&r\ba’lﬁtom cumen meh}carbamato/; -Isopropxlfen1] n-metilcarbamato, Mercurio
lmma ZIha, ’Metll 1sac1anato/MEtano isocianato-, Metil paration/Fosforotioico

ido; ‘O‘Egg--m’m enil) “éster,; Metilag tommfﬁ[propanomm[o 2-hidroxi-2-metil,
i 3 : nico,acido, meti_l"BmehIem er, Metomil, Mexacarbato, Nicotina
a‘ﬂslié‘s./ﬁi‘nﬁ: -(1-metil-2- pfmhdtm{) -(s)- y sales; I earbonil Ni(CO)4, (t-4)-, Niquel,
-,?Elanuﬁ de NI(CNJ%N!%genO oxido de/nitrie, 6xido (NO), Nitrégeno, didxido de,
thﬁighcemna T2,3- =n ria?panotnol, tnmtrato der  n-nitrosodimetilamina, n-
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SEMARNAT nitrosometilvinilamina, 0,0-dietil o-pirazinil fosforotionato,
sacatanlnol aEpeanmEn Y octametilpirofosdoramida/Difosforamida, octametil, Osmio 6xido 0s04 (T-4), Oxamil, Paration,
p-cloroanilina/bencenamina, 4-cloro, Pentaclorofenol, Plata, cianuro de Ag(CN), Plumbano,
tetraetil /tetratilo de plomo, p-nitroanilina/bencenamina, 4-nitro-, Potasio, cianuro de K(CNJ,
Potasio plata, cianuro de/Argentato(i-), bis(ciano-0)-, potasio, Promecarb/fenol, 3-metil-5-(1-
metiletil)-, metil carbamato, Propanonitrilo, Propargil alcohol/2-propin-1-ol, Selenourea, Silvex
(2,4,5-TP)/propanoico acido, 2-(2,4,5-triciorofenoxi)-, Sodio, azida de, Sodio, cianuro de Na(CN),
Talio, oxido de talico, éxido TI203, Talio, selenita de Talio, sulfato de,
[Tetraetilpirofosfato/Difosforico 4cido, tetraetil éster, Tetraetilditiopirofosfato/Tiodifosforico
lacido, tetraetil éster, Tetranitrometano, Tiofanax, Tiosemicarbazida/Hidrazidacarbotiamida,
‘Toxafeno, Triclorometanotiol, Vanadio, 6xido de V205, Warfarina y sales cuando. estan presentes
en concentraciones mayores que 0.3%, Zinc, cianuro de Zn(CN)2, Zinc Eosfuro’ deZn3P2 cuando
esta presente en concentraciones mayores que 10%, Dirham, 1,1,1,2-tetracloroetanol, 1,1,2,2-
‘tetracloroetano,  1,1,2-tricloroetano,  1,1-dicloroetileno,  1,1- dime’albtdracma, 1,2,4,5-
|tetraclorobenceno, 1,2,3,4-diepoxibutano, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dibromoetano, 1,2-
difenilhidracina, 1,2-dimetilhidracina, 1,3,5-trinitrobenceno, 1,3-dicloropopileno/1-propileno,
1,3-dicloro-, 1,3-propano, saltona/1,2-oxatiolno, 2,2- diéxidoy_1;4-dicloro-2-butileno, 1,4-
dioxano/1,4-dietilenéxido, 1,4-naftoquinona/1,4- na&alendxoné; 7 1-metilbitadieno/1,3-
pentadieno, 2,4,6-tribromofenocl, 2,4-diclorofenol, 2 4—d1c1,arofe110x1acemto acido/2,4-D, sales y
ésteres, 2,4-dinitrotolueno, 2,5-ciclohexadien-1,4-diona, f& -diclorofenol, 2,6-dinitrotolueno/2-
metil-1,3-dinitrobenceno, 2-4-dimetil fenol, 2- acetﬂammoﬂuoréno/acetamlda, n-9h-fluoren-2-il,
|2-cloroetil vinil éter/eteno, (2-clorotoxi)-, 2-cloronaftaleno/beta-cloronaftaleno, 2-nitroporpano,
|2-picolina/piridina, 2-metil-, 3,3-diclorobenzidina, 3, 3-dimetilbenzidina, 3,3-dimeloxibenzidina,
\3-metilelorantreno, 4,4-metilenbis (2-cloroanilina),4-cloro-o- tolutdma,hldroclomro de, 5-nitro-
o-toluidina, 7,12-dimetilbenzo[a]antraceno, A2213/étanimidotioico-4¢ido, 2-(dimetilamino)-n-
Ehidroxi-z-oxo, metil éster, Acetilo, clofuro=-de, Acetofenonaz 1-fenil-etanona, Acetona,
Acetonitrilo/2propanona, Acrilamida/2-propenamida, Acrilico.), d¢ide/2-propenoico acido,
Acrilonitrilo/2-propenitrilo, alfa, alf‘&dtmenl bencﬂhtdmpe.mxldo alfa naftilamina/1-
naftalenamina, Amitrol/1h-1,2,4-triazol-3-amina, Amhna/bencenamma Auramina, Azaserina/L-
serina, diazoacetato (éster), Barban, Benceno, Benceno 1; 1—{2 2,2tricloroetiliden)bis[4-metroxi-
. Bencensulfonilo, cloruro de, Bendiocarb, Bendiocarb -fenol, Benomil, Benzal, cloruro
\de/dicloromietilbenceno, " Benzidina/[1,1 -bifenil}-4,4-diamina, Benzo(a)antraceno,
ST {Benzo(a)pireno, Benzg(c)acridina, Benzotricloro/triclorometilbenceno, Betanaftalina/2-
- ==, |naftalenamina/2-naftalina, Bromofenil fenil éter, Bromometano/bromuro de metilo, Cacodilico
““¥rcido, Calcio, cromato.- de, “Carbamoditioico- ac1d0 1,2-etanodilbis sales y éteres/etilenbis-
dihﬁ'ém:hamlco acido; “sales y ésteres, Carbanl Carbendazim, Carbofurano fenol, Carbono,
ox1ﬂuoru?6ﬁ-gq_e,(€lanogeﬁo, bromuro de (CN)Br, Ciclofosfamida, Ciclohexano, Ciclohexanona,
alde > tricloro, . Clérambucil;, Clordano, alfa y gamma isémeros,
=, | Clornafadigia/n _""". i n,n-bis(2-cloroetil)-, Clorobenceno, Clorobenzilato,
“Cleroformojtri Clorometil “metil, éter/clorometoximetano, Creosota, Cresol
x—«é’r-?f! “"‘mj(cresi acndo)/mgufenol ‘@no,;'(:rdtona]dehfdo/z-butenal, Cumeno/benceno, (1-metiletil]}-,

C clor éter/Etano,  1,1-oxibis[2-cloro-,  Dicloroisopropil
ano,a.z 278 a‘agﬁfsfi‘_'\" “Diclorometoxi etano, Dietil ftalato, Dietileno glicol,
to/etaﬁa{, 2,220xibi: "\dlcarbamato Dietilhexil ftalato, Dietilstilbesterol/fenol, 4,4,-
1etﬂ}, 12 e(e%dll) 5, Dihidrosafrole, Dimetil ftalato, Dimetil sulfato/sulfarico acido,
= .’ester’a Dm’étl]amfna/metanamma n-metil, Dimetilcarbamil, cloruro de

ba‘rmco/cioru de “ditn etil,* Dinoctil ftalato, Di-n- propilnitrosamina/1l-propanamina, n-
tm‘c?ﬁso n; oiiil, Dlw&hpﬂamma/l—propanamma,n -propil-, Epiclorogidrin/oxirano, (clorometil)-
: '{Estr”%mzﬁﬁcmam;glucosa 2, “deoxi-Z,%, [(metilnitrosoamina)-carbonoil  amino],

'-‘Efanal/aeEtaTﬁehldS;Etend’xtetrachro— Edl carbama"o (uretano)/carbamico acido, etil éster, Etil
,mq{eter, Eﬁ‘g “—:-i‘mef%cnlatw -propenoico — >Acido, 2-metil-, etil éster, Etil
;ﬁiﬂetanos anato n"x’etanosulfén}co acido, etil éster, Etﬁen glicol, monoetil éter/etanol, 2-etoxi-,
EhleM:c%@re%ﬁe?i@ di‘cloroetano "Enlentnourea/Z-lmldazohdmtmna Etilideno, dicloro de
; eta’i}o 1,&-d1cl&£ﬁ%alo,ace tato de acético.acido;.etil “éster, Etilo, acrilato de/2 propenoico acido,
er, F ac«atma,__eno.i- Fluoranteno Fluorhldnco acido, Formaldehido, Formico, 4cido,
sulfurg de, Ftalico anhidrido/1, 3~150ben2bfuranawna Furfural, Furfurano/furan,
BHC*}‘!ﬁda Hexaclorobenceno Hexaclorobutadlenof 1,3 butadieno, 1,1,2,3,4,4-

< ' =
’%\hexailéro, lommclopentadmno/l,B ciclepentadieno, 1,2,3,4,5,5-hexacloro-,
:Mlorogtan@xmﬂomfenoﬁ,z metﬂenobls 46 trﬁibrofenol Hexacloropropenol/1-
: n G‘o*
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DECURSOS NATURALES

g gasfa*aos, L%Bﬁf
" .,_desula{iion de solven

propeno, 1,1,2,3,3,3-hexacloro, Hidrazina, Hiarazina 1,2-dietil-, Indenol[i 2,3-cd]pireno, Isobutil
‘alcohol/1-propanol, 2-metil-, Isosafrola, Kepona, Lasiocarpina, Maleica, hidracida/3,6-
piridazinediona, 1,2-dihidro, Maleico, anhidrido/2,5-furandiona, Malononitrilo propanodimitrilo,
M-diclorobenceno/benceno, 1,3-dicloro-, Melfalan/L-fenilalanina, 4-[bis(2-cloroetil amino]],
Mercurio (todas las formas), Metacrilonitrilo/2-propenenitrilo, 2-metil, Metanol, Metapirileno,
Metil clorocarbonato/carbonocloroico acido, metil éster, Metil cloroformo/ 1,1,1-tricloroetano,
Metil etil cetona (MEK)/2-butanona, Metil etil cetona-peroxido/2-butanona, peréxido, Metil
isobutil cetona/4-metil-2-pentanona/1-metilpentanol, Metil metacrilato/2-propenoico acido, 2-
metil, metil éster, Metileno, bromuro de Metileno, cloruro de metano, dicloro-, Metilo, cloruro de,
Metilo, ioduro de, Metiltiouracilo, Mirex, Mitomicin C, MNNG/guanidina, n-megil-n-nitro-n-

nitroso-, Naftaleno, n-butil alcohol/1-butanol, nitrobenceno, n-nitrosodie_ta_no‘lérfiina, n-
nitrosodietilamina, n-nitrosodi-n-butilamina, n-nitroso-n-etilurea, nnitroso-’h metilurea, n-
nitroso-n-metiluretano/carbamico acido, metilhidroso, etil: K éster, n-
nitrosopiperidina/peperidina, 1-nitroso, n-nitrosupirrolidina/pirrohﬁfna, ““T-nitroso, n-

propilamina/1-propanamina, o,0-dietil s-metil ditiofosfato, o-clorefenolf2-clorofenocl, o-
diclorobbenceno, o-toluidina, o-toluidinahidrocloruro de, Oxirano/etileno, 6xido de,
Oxiranocarboxialdehido/glicidilaldehido, Paraldehido/1,3,5-trioxa¥o, 2,4;6-trimetil-, p-cloro-m-
cresol/4-cloro-3-metilfenol, p-diclorobenceno, p- dimetllammoazobeﬁceno pentaclorobenceno,
pentacloroetano, Pentacloronitrobenceno (PCNB), Pmdma, 7 Plomno, subacetato/plomo,
bis(acetato-o}tetrahidroxitri-, Plomo, acetato de, Plomo, fosfato~ de, p-nitrofenol/4-nitrofenol,
Profam/carbamico acido,fenil-, 1-metiletil éster, Pronarrﬁda; Propileno, dicloro de/1,2-
dicloropropano, Propoxur/fenol % -(1-metiletoxi)-, met;nlcarbamato Prosulfocarb/carbamotioico
dcido, dipropil-, s-(fenilmetil) éster, p-toluidina, Reserping; Resorcinol, Sacarina y sales/1,2-
benzisotiazol-3(2h)-ona, 1,1-diéxido y sales, Safr&l’e, Seiehlo, dioxido de, Se!emo, sulfuro de SeS2,
Sulfhidrico, acido, Talio, acetato de, Talio, carbonato de carbonoico amdﬂ dftaho(1+) sal, Talio,
cloruro de, Talio, nitrato de nitrico 4cido, sal de ~+ali(1+), Tetracloroetlleno “Tetrahidrofurano,
Tioactamida/etanotioamida, Tiocarb, Tiefanato-metil, TlometanoI/métanotlol Tiourea, Tiram,
Toluendiamina, Tolueno, disocianato de;- Tolueno/metllbencene,f[‘rans -1,2-dicloroetileno/1,2-
dicloroetileno, Trialato, Tnbromometano/bromoftmﬁo Tricloroetileno,
iTricloromonofluorometano, Tnetﬂamma/etanamma, n, nndlenb «tripan, azul de, Tris (2,3-
dibromopropil) fosfato/1-propanol, 2,3-dibromo, fosfato (3: 1), Uracilo, mostaza de, Vinilo,
cloruro de cloroeteno, Warfann"ay sales cuando estan preséfites en concentraciones menores que
0.3%, Xileno, isémeros, Zu{e"fosﬁ:ro de Zn3P2 cuandd estdpresente en concentraciones menores
o iguales a 10%, Celdas de.desecho en la producaoa deé-baterias niquel-cadmio-rilas o baterias

mzinc-oxido de plata usadas o desechadas, Cafalizador gastado con 6xidos de fierro, cromo y

pota
gastado

rovenientes del reactor de deshidrogenacion en la produccion de estireno, Catalizador
_ ,rure de mercuno en la produccién de cloro, Catalizador gastado de la purga de la
yroduccién desacrilonitrilo, Catalizadores gastados en la produccién de
esinas smtencas Caralizadores gastados de vehiculos automotores,
c[eLhorno de fundi¢idn de chatarra en la produccién de aluminio, Escorias
2 %éﬁg\cqhen la produccién de fésforo, Escorias provenientes del horno en
at Ade,éﬁbrexEseonas provenientes del horno en la producciéon secundaria
ta ques “de enfriamiento con aceites utilizados en la operaciones de
les, Lodos provenientes de las operaciones de decapado o del
J ‘em‘éntes de'los bafios de cadmizado, cobrizado, cromado, estafiado,
at o3 1qu§lado, plateado o zincado de piezas metdlicas, Lodos del 4nodo
tro, la proﬁecmrﬁpnmana de: zmc Lodos del equipo de control de emisiones de
mosé%ectncosjihla pro ccno‘mde hlerro y-acero, Lodos del lavador de gases en la fundicién y
'F?’ﬁa.do cLe aﬁmm!o)i‘bodos @é]a m‘anufactura de‘aleacmnes de niquel, Lodos de las purgas de las
a prﬁducmémpnmana dé\cobre, Lodos del equipo de control de emisiones de
e hiérro-ctomo-=silicio, Lodos provenientes de la laguna de
ﬂqgnmama deplomb Letfes del equipo de control de emisiones del
ol;'%gnmaha de plome, Lodos generados en el proceso de desencalado v

os—en el proceso de’ pelambre o:depilado (encalado), Lodos generados en

d’epﬂ?do, L

os§'sn

“la é’mpaﬁ‘%cu;’hdo eil;gromo %Qdos de las dguas residtiales de los sistemas de lavado de emisiones
_ Gtmosk ri C ﬁéLO’QO§ de. tan_éuts de afmacenamzento de ‘monoémeros, Lodos generados en las
= Laégga de,a

icacion de pintura,, Lodos producto de. l‘asz:egeneracmn de aceites de enfriamiento

de Ios separadores aply carcamos en'la produceion de petroquimicos, Lodos de
; os de tratamiento dex las’ aguas residuales provenientes de las
: tlongs de’gén]uag_"’ de"glezas-metahcas para remove?“’solucmnes concentradas, Lodos de




;EMAI{NAT l‘rratamlento de aguas residuales en la produccién de baterias plomo-acido, Lodos del tratamiento
BECROTABIA OF MEDIO AMBIENE Y Id.=_- aguas residuales en la produccion de baterfas niquel-cadmio, Lodos del tratamiento de las
iaguas residuales en la produccién de acido fluorhidrico, Polvos del equipo de control de emisiones

'de hornos eléctricos en la produccién de hierro y acero, Polvos del equipo de control de emisiones
/del afinado en la produccién primaria de plomo, Polvos del equipo de control de emisiones de la
{produccién de ferroaleaciones de hierro-cromo, Polvos del equipo de control de emisiones de la
produccién de ferroaleaciones de hierro-cromo-silicio, Polvos recuperados en el precipitador
electrostatico-o casa de bolsa en la produccidn de fésforo, Aceites gastados en las operaciones de
tratamiento en caliente de metales, Szles precipitadas de los bafios de regeneracion de niguel,
Residuos conteniendo mercurio de los procesos electroliticos, Residuos de -catalizadores
agotados, Colas en las plantas de manufactura de ferroaleaciones de hierro- mquel‘ Purgas de la
planta de 4cido en la produccién primaria de zinc, Residuo de lixiviado de la planta‘de cadmio en
la produccién primaria de zinc, Residuos de soldadura en la produccién dercircuitos electronicos
que contengan plomo u otros metales, Residuos de solventes empleadcs en la hmpleza de las
placas en la produccién de circuitos electronicos, Residuos generados en la preparacion de
pigmentos magnéticos y en la preparacion de la mezcla de cobertura en la produccion de cintas
magnéticas, Residuos provenientes del recubrimiento de tubos electrénicos durante la
produccién de los mismos, Residuos que contienen cromo por enéima de los limites maximos
permisible de la tabla 2, excepto si: todas las sales o soluciones urtilizadas en el proceso productor
sean de cromo trivalente y los residuos se manejen durante todo 5u ciclo de vida en condiciones
no oxidantes, Residuos de 4cidos gastados de la manufactura dédinamita y pélvora, Residuos de
la manufactura de cerillos y productos pirotécnicos; Residuos de la manufactura del propelente
sélido, Fondos de tanques de almacenamiento de monémeros en la produccién de materiales
plasticos y resinas sintéticas, Aceites gastados-de corte y enfriamientolen las operaciones de
troquelado, fresado, taladrado y esmerilado, €arbon activado agotado proveniente del sistema de
emisiones de la caseta de pintado, Residuos del proceso de extrusién de tuberia de cobre,
Residuos de las operaciones de limpieza alcalina o 4cida, Aceites selubles en 4cido (asas)
provenientes de los proceso de anurlacmn de hidrocarburos, Ammas gastadas Filtros de amina
contaminados, Lodos de amina, Soluc;on acuosa de amiha-.contaminada, Productos de la
degradacién de la amina asf como sélidos recuperados{fondos} provenientes del proceso de
iendulzamiento del gas y condensados amargos, Otros productds de la degradacién de aminas del
{proceso de endulzamlento ‘Crackmg y fraccionamiento-de azufre, Clorados intermedios
provenientes del fondo dg 1a columna redestiladora.de monémero de vinilo, Clorados pesados
" provenientes de los fondos: de la columna; de_ purificacion de dicloroetano, Derivados
“xthexaclorados provementes de los fondos de- la columna de recuperacién de percloroetileno,
Fomm de la purgade la torre de apagado enla produccién de acrilonitrilo, Residuos de la
deshidrogeénaci6n. ‘de n- “butano en la prndﬂccmn de butaceno, Sedimento impregnado de
hldrocarburg 4 Hﬁxﬁntes de las/ comdas “del dlablo Sosas gastadas v sosas fenolicas

laf-:tq%ea a-mercuno Felpas impregnadas de prgmentos de cromo y plomo,
Qe tes s@cantes para _pinturas, lacas, barnices, masillas para resanar y productos
‘Resxdu?is,,@e diSe ventes empleados en el lavado de los equipos de proceso, Residuos
de munomeroseautop imerizables, Residuos de retardadores de flama, Residuos del equipo de
::rohie la coﬁ}eammaemn dek ~aire,"Los medicamentos fuera de especificaciones o caducos,
e: os%g‘lologlcos nmingﬁivados de la produccién de bioldgicos y hemoderivados, Residuos de
L T :C\éfa ;i?bd.m"dn cie-bml&g?éqs yHemoderivadosique contengan constituyentes téxicos, Residuos de
ek Ih;groduccmn de: oqufr’hu:os ymedlcamentos que contengan constituyentes toxicos, Filtro de
lida, gastad"c*{;orta@de filtrés) enla pt‘oduccwﬁ, de fosforo y pigmentos de cromo y derivados,
MResac_i os déla pradu ccion de carbonilo de niguel, Medios filtrantes gastados de la produccidn de
2 V_V,mbrqmé'fe\noi,%aea 0S y-subproductes. del reactor en la produccién del nitrobenceno,

C é;%\a{iqn er l_a produccion de anhxdndo maléfico, Residuos de la produccién de
Resiliuos)t}e las torressdelavado de gases en la producciéon de metil etil
gastados esxduales,a Residuos acidos o alcalinos, Residuos de
iduos:, de ‘agentes eﬁ]azantes y de carbonizacién, Residuos
{ﬁmvelggntés% deigk’bla quea Cenizas de mcmer‘amon de. residuos, Gasolina, Diésel y naftas
_das‘f”%'suma_srprovementes de estaciones, de semcm,y talleres automotrices, Residuos de
{ - __ﬂ*(')r jador, esfab:hzadcr v aguas de enjuague provenientes del relevado de
rag graﬁcas o de rayes X‘?&otol:tos Soluciones gastadas de los barios
Exo ‘&olucmnes gastadas de cianuro'a‘e los crisoles de limpieza con bafios
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nEMARNAT tde sales en las operaciones de tratamiento en caliente de metales, Soluciones gastadas
R etnsas NAroaaLEs ‘profenientes de las operaciones de decapado, Soluciones gastadas provenientes de los bafios de

icadmizado, cobrizado, cromado, estafiado, fosfatizado, latonado, niquelado, plateado,

'itropica_]izado o zincado de piezas metilicas, Solucidn gastada del lavador de gases que proviene
1del proceso del afinado en la produccién primaria de plomo, Soluciones &cidas gastadas
iprovenientes de la limpieza en la produccién de semiconductores, Soluciones gastadas
provenientes del bafio de plaqueado en la produccion de circuitos electrdnicos, Soluciones
'gastadas de los bafios de templado provenientes de las operaciones de enfriamiento, Soluciones
- \gastadas provementes de la extrusion, Soluciones gastadas generadas en los procesos de

~ |preservacién de la madera, Lamparas fluorescentes con mercurio, Baterias de acidos liquidos,

/Eaterias automotrices, Pilas alcalinas, Baterias niquel-cadmio, Quimicos obsoletas o, caducos,
[Trapos o textiles contaminados con pintura, solventes, aceites y resinas, S6lidos contaminados
con hidrocarburos, Materias primas caducas contaminadas con hidrocarbupesy/o aceite, pintura,
liquido inflamable, solvente, aceite usado, aceite soluble, aceite refrigerante, aceite hidraulico,
aceite con agua, solvente sucio, solvente con agua, solvente con dceite, Solvente orgdnico,
turbosina contaminada, glicol contaminado, alcohol contaminado, Llantas usadas (montacargas,
automotrices, patin), Envases vacios de plastico y metal contaminados de diferentes ca pacidades,
Mangueras, Equipos eléctricos, Polvos abrasivos, Tintas y/o pintura contaminada, Pollo
contaminado, Vidrio contaminado, Filtros automotrices, Am&es’ Polimeros, Revelador sucio,
Chatarra contaminada, Residuos de laboratorio, Emulmémppntammada Hexano contaminado,
Fibra de vidrio, Polvo epdxido, Sulfato cuprico, Téner-contaminado, Oxido de aluminio,
Mercaptano, Nitrato de plata, Balastros contaminados;Purgas de compresor, Arena silica, Tambos
y envases vacios que contuvieron residuos y materiales peligrosos Lodos con croo de arena, Nata
de barniz, Esmalte, Latex y pintura, Aceite lubricasnte’ usado, Agua contamifidda con aceite, barniz,
hidréxido de amonio; para el almacén ubicado en-52 Cerrada de Chapultepec S/N, Barrio La
Era, Teoloyucan, Estado de México, C.P. 54786, con capacidad anual para el almacenamiento
ide 300 (trescientas) toneladas, en una superﬁue de 785 m2.

e i,

R o tE

SEPTIMA La empresa denominada INMOBILIARIA MARTINEZ BUSCHBECK SA. DE CV, a
!traves de su Representante Legal, debeverificar que los Reslduos Pehgrosos que reciba para ser
iresg1.tar¢:iau:h:>s en el Centro de Acoplo autorizado, no rebasen: ‘el periodo de seis meses desde su
generacion hasta que sean tratados -aprovechados, rec1clados o-dispuestos, establecido por los
Articulos 56 de la Ley General para la Prevenciény Gestion !ntegral de los Residuos. No obstante,
podréa solicitar prérroga/adicional a dicho plazo. de. conform:dad con el articulo 65 de su
TR Reg]amento, paralo cual debera observarlas Fechas inscritas en los manifiestos correspondientes

OCTAVA.- La empresa Jerrommada INMOBILIARIA MARTINEZ BUSCHBECK S.A. DEC.V., a través
de su Re;&‘sautanfe\LegaI debe observar med:das para prevemr y responder de manera segura

o mique pose?_lj; )
cduigo_ne

,"araaatender cu‘alqmer emergencia ocurrida en el Centro de Acopio,
te ﬁrmétbazy actuahzado

a§\E£SI-3 d?hommadaINMOBIL!ARIA MARTINEZ BUSCHBECK S.A. DE C.V., a través
d, "Sen.tante gah Bera “contar con un programa de capacitacion en el cual deberan
éfbdx; todo eﬁpersoﬁ‘rqﬁéqntewenga en el manejo de residuos peligrosos. Asimismo, debe

.- L#empresa denb nad’éaiNMOBILIARIA MARTINEZ BUSCHBECK S.A. DE C.V., a través
su“!i_epa'»e_senmte“ E‘Egal debe. reaﬁzar dentro del periodo comprendido entre el 1 de marzo al
y 1 7an0,'l‘a§edﬁl‘a de Operat:lon Anual (COA) sobre los residuos peligrosos que
'hu"ﬁ:ese re‘mbn&b rehacopit, del'1'de enero'ak31 de diciembre del afio inmediato anterior, de
" ‘onformdadwt,on es“tahhler:} en losiarticulos 72 y 73-del Reglamento de la Ley General para la
}}rev‘ent:léhy’(;ésn te@;al’&éﬁos Remduos,E du:ha Cédula debera ser entregada en el formato y
%;Legé’tgs q&g paka tal efecto’ e,stabIezca Esta Sécretaria.

; ! mpi‘esa dencmmada INMOBIL RIA MARTINEZ BUSCHBECK S.A. DE
-‘??)a ﬁ“‘?\zes de suiﬂepresen‘tante Lega] debeabservaﬁque}as"areas de almacenamiento cumplan
3 ‘&n I%con hes establecidas én 10§ Frticulos 82 y 83 del Reg?amento de la Ley General para la
-Prev 3 'Emn v Ggfhon tegr%};de Ios Resrduos reltera’ndo que en caso de incompatibilidad de los

J —
108, "Ran Ferrpe"ﬂfalmimnolpan,’r luca Ei‘xado de‘Mexicc C.P. 50250. Tel.: (722) 276 7852 y 276 78 35
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residuos peligrosos debe tomar las medidas necesarias para evitar que se mezclen entre si o con
otros materiales o residuos.

DECIMA SEGUNDA.- La empresa denominada INMOBILIARIA MARTINEZ BUSCHBECK S.A. DE
C.V. a través de su Representante Legal, debe cumplir con lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento de la Ley General para la Prevencion y Gestién Integral de los Residuos, cuando se
pretenda llevar a cabo el cierre de la instalacion del Centro de Acopio de Residuos Peligrosos
autorizado.

DECIMA TERCERA.- La empresa denominada INMOBILIARIA MARTINEZ BUSCHBECK S.A. DE
C.V., no debe realizar algiin tipo de tratamiento que modifique la peligrosidad de los residuos
pellgrosos recibidos para su almacenamiento, en tanto no cuente con !a autorxzacxon

s

correspondiente emitida por esta Secretaria. TS Nt g

DECIMA CUARTA:- La empresa denominada INMOBILIARIA MART!NEZ B[}SCHBECK S.A.DEC.V,

no debe almacenar residuos no peligrosos dentro de las mstalacxones.destmadas para el Centro
de Acopio de Residuos Peligrosos y no debe rebasar la capacidad de eilmacen autorizada.

DECIMA QUINTA.- La empresa denominada INMOBILIARIA MAR’T’fNEZ §USCHBECK SA.DECV,
'a través de su Representante Legal, debera mantener vigente la’péliza’de Seguros que ampare y
ide certeza sobre la reparacién de dafios que sz pudieran causar/por la generacién y manejo de
residuos peligrésos, durante la prestacion de servicios de‘Accplo asi como al término de dicha
actividad, que incluya los dafios porla contammacmn y remh'd;amon del sitio.

Encasode presentarse alglin siniestre que represente una‘:cantmgenma La empresa denominada
INMOBILIARIA MARTINEZ BUSCHBECK S.A. DE, EV. debéra reparar, comp’@sary mitigar el dafio
ambiental que se ocasione, de conforrmdad con lo esnpulado ~€n- }a\ Ley Federal de
Responsabilidad Ambiental. ooty ] , \) 4

La presente Autorizacién se emite en apego al pnnc1p10 de buena fe al qﬁe se refiere el articulo
13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tomande.por veridica la informacién
presentada por La empresa denominada INMOBILIARIA MAR’I‘INEZ ‘BUSCHBECK S.A. DE C.V. En
caso de existir falsedad en la informacion el promovente se hara acreedor de las sanciones

correspondientes de acuerdo.al Codxgo,Penal Federal. - S
% m =

El incumplimiento a cualquTEra\de los términos yncond( Cionantes establecidas en la presente

Autonzacmn asi como. Ja ocurrencia de eventoé‘*que den origen a un procedlmlento

d la PreanteAutonzac1orh'A DE MEDIO AMBIEN 1 ¢
\.:\_“.\;“‘-?Tf Y REC. NAITURALES

X RN
_ E T4 ENE 2019 5”"@'

L,‘ }
U WU wuu "
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tilay/de 12D leéﬁﬁén Federal de'la SEMARNAT en el
) pre, es@ua_ ion, amedlan’c'eoﬁmo ‘No. 01243 de
2018 'ﬁ%ua el; presente el Sub“delegado de

o Tercero Transitarios del Decreto por el
m,mf&{a Administracién Piblica Federal,




	NPSCN001.pdf
	NPSCN002.pdf
	NPSCN003.pdf
	NPSCN004.pdf
	NPSCN005.pdf
	NPSCN006.pdf
	NPSCN007.pdf
	NPSCN008.pdf
	NPSCN009.pdf
	NPSCN010.pdf

